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Productos utilizados

TASK circle 
suspended

MINO 100 ceiling / 
suspended system



Compound Semiconductor Applications Catapult
FOTOGRAFÍA
Richard Kiely

ARQUITECTO
Monteith Scott

UBICACIÓN
Reino Unido

No liability is assumed for typographical or printing errors. © XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com 2 / 4

Imágenes



Compound Semiconductor Applications Catapult
FOTOGRAFÍA
Richard Kiely

ARQUITECTO
Monteith Scott

UBICACIÓN
Reino Unido

No liability is assumed for typographical or printing errors. © XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com 3 / 4



Compound Semiconductor Applications Catapult
FOTOGRAFÍA
Richard Kiely

ARQUITECTO
Monteith Scott

UBICACIÓN
Reino Unido

No liability is assumed for typographical or printing errors. © XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com 4 / 4


	Compound Semiconductor Applications Catapult
	Fotografía
	Arquitecto
	Ubicación
	Productos utilizados
	TASK circle suspended
	MINO 100 ceiling / suspended system

	Compound Semiconductor Applications Catapult
	Fotografía
	Arquitecto
	Ubicación
	Imágenes

	Compound Semiconductor Applications Catapult
	Fotografía
	Arquitecto
	Ubicación

	Compound Semiconductor Applications Catapult
	Fotografía
	Arquitecto
	Ubicación


